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Przy nakladaniu obrazkéw odbijanych,
zawierajacych lakiery pochodne z celulozy,
postepowano dotychczas w ten sposéb, ze
na warstwe lakieru przytrzymujacego od-
dzialywano s$rodkiem speczniajacym albo
rozpuszczajacym, a nastepnie nakladano
obraz. Ten sposéb ma przedewszystkiem te
niedogodnosé, ze przy nakladaniu obraz-
kéow odbijanych o wigkszej powierzchni
wytwarzaja sie banki powietrza, ktérych
usunigcie jest niemozliwe.

Przekonano sig¢, ze mozna otrzymaé
obrazowe wzory, ozdoby, napisy i imitacje
wszelkiego rodzaju, jezeli naklada sig¢ od-
bijany obrazek z zastosowaniem cisnienia
i ciepla na podklad, ktéry nie zawiera po-
chodnych celulozy.

Powszechnie znany jest sposéb nakla-

dania olejnych obrazkéw odbijanych przy
uzyciu ci$nienia i ciepla, przytem jednak
jest konieczne osobne przygotowanie pod-
kladu. Zapomocy tego sposobu moze byé
nalozony obrdzek odbijany na dowolne
podloze bez osobnego przygotowania, wo-
bec tego odpada wiec konieczne dotych-
czas szlifowanie, obcigganie, wypelnianie
porowatosci albo chropowatosci,

Odbijany obrazek nakladany jest na
przedmiot, nie zawierajacy pochodnych
celulozy, kéry ma byé ozdobiony a na nim
celem wyréwnania ci$nienia daje sie miek-
kie sukno (flanele, pilsni albo tkanine gu-
mowa), a nastepnie przyciska si¢ obrazek
odbijany. Przy zastosowaniu cisnienia i
ciepla okazalo si¢, Ze mnajkorzystniejsze
jest cisnienie 10—30 atm/cm? i temperatu-



ra okolo 50—80°C. Sposéb ten przy nadru-
kowywani:_y‘ wigkszych obrazkéw odbijanych
daje rowniet’;'obtaz'calkibm bez zarzutu,
nie posiadajacy baniek powietrza i jest
do$é ekonomiczny, poniewaz odpada osob-
ne przygotowanie podklade.

Przyktad I. Na nieheblowana deske
‘drewniang naklada si¢ obrazek odbijany z
lakieru nitrocelulozy i przyciska si¢ go
przez 3 minuty, uzywajac do wyréwnywa-
nia ci$nienia np. flaneli albo tkaniny gu-
mowej w ogrzewanej. prasie z ptyt pod ci-
$nieniem 25 atm/cm? i przy temperaturze
50—80°. -

Obrazek odbijany otrzymuje si¢ np. je-
zeli naniesé¢ na podklad, pociagnigty zela-
tyna, guma arabska albo podobnym s$rod-
kiem, wzér papieru wedlug szablonu albo
drukiem wklegstym, uzywajac lakieru o na-
stgpujacym skladzie: 150 czesci nitrocelu-
lozy, 30 czesci fosforanu tréjkrezylowego,
30 czesci oleju rycynowego, 75 czesci na-
turalnej albo sztucznej zZywicy, rozpu-
szczonej w alkoholu, 155 czesci barwnika
(nieorganicznego albo organicznego pocho-
dzenia, proszek metalowy i t. d.), 100 cze-
$ci alkoholu, 200 czesci jednometylowego
eteru glikolu i 200 czeséci jednoetylowego
eteru glikolu,

Przyklad II. Obrazek odbijamy, zawar-
ty w warstwie przytrzymujacej eter celu-
lozy, naklada sig na plyte metalowa. Na to
naklada si¢ flanele albo tkaning gumowa

celem wyréwnania ciénienia, nastepnié
przyciska si¢ obrazek odbijany na plyte
metalowsa réownomiernie przez 5 min w
ogrzewanej prasie z plyt pod cisnieniem
20 atm/cm? przy temperaturze 60°. Celem
otrzymania tej warstwy przytrzymujacej,
ktorg gotowy wydrukowany obraz pocia-
ga si¢ i ktéra stanowi polaczenie z podkla-
dem metalowym uzywa sie¢ laku, ktory
sktada si¢ z 140 czeéci etylocelulozy, 25
czesci oleju rycynowego, 25 czesci estru
dwuetylowego kwasu filalowego, 60 cze-
§ci zywicy Damar, 250 czeséci alkoholu, 250

czeéci benzolu, 125 tzesci butanolu, 125

czesci jednoetylowego glikolu i 200 czesci
bieli tytanowej.

Zastrzezenie patentowe.

Sposéb wytwarzania obrazowych wzo-
réow, ozdob i napiséw wszelkiego rodzaju
zapomoca obrazkéw odbijanych, ktére
zawieraja pochodne celulozy, znamienny
tem, ze obrazek odbijany bez osobnego
przygotowania z zastosowaniem cisnienia
i ciepla naklada si¢ na podklad, ktéry nie
zawiera pochodnych celulozy.

I. G. Farbenindustrie
Aktiengesellschaft.
Zastepca: Dr, inz. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Druk L. Bogusiawskiego 1 8ki, Warszawa.
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